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(54) FER A REPASSER EQUIPE D’UNE CHAMBRE DE VAPORISATION POURVUE DE DEUX 
RESISTANCES ELECTRIQUES CHAUFFANTES

(57) Fer à repasser (3) comprenant une semelle de
repassage comportant au moins un orifice de sortie de
vapeur (12) et un corps chauffant (13) comportant une
chambre de vaporisation (16) reliée par un circuit de dis-
tribution de vapeur à l’au moins un orifice de sortie de
vapeur (12), la chambre de vaporisation (16) présentant
une paroi de fond (21) comprenant une zone d’injection
d’eau sur laquelle de l’eau est destinée à être injectée
pour produire de la vapeur, le corps chauffant (13) com-
prenant une première résistance électrique chauffante
(18) s’étendant dans une première zone de la paroi de
fond (21) et une deuxième résistance électrique chauf-
fante (19) s’étendant dans une deuxième zone de la paroi

de fond (21), la première résistance électrique chauffante
(18) présentant une portion courbe (18.3) s’étendant en-
tre deux extrémités de raccordement (18A, 18B) pour
son alimentation électrique et la deuxième résistance
électrique chauffante (19) présentant une portion courbe
(19.3) s’étendant entre deux extrémités raccordement
(19A, 19B) pour son alimentation électrique, caractérisé
en ce que la première résistance électrique chauffante
(18) et la deuxième résistance électrique chauffante (19)
sont disposées tête-bêche, les portions courbes (18.3,
19.3) des première et deuxième résistances électriques
(18, 19) étant disposées à l’opposé l’une de l’autre.
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Description

Domaine technique

[0001] La présente invention concerne le domaine des
appareils de repassage, et en particulier des appareils
de repassage comprenant des fers à repasser équipés
de chambre de vaporisation.

Etat de la technique

[0002] Il est connu du document EP3156538, un fer à
repasser comprenant :

- un corps chauffant comportant une chambre de va-
porisation présentant une paroi de fond qui est plane
et sur laquelle de l’eau est destinée à s’écouler pour
produire de la vapeur, le corps chauffant pouvant
comprendre une première résistance électrique
chauffante s’étendant à la périphérie de la paroi de
fond et une deuxième résistance électrique chauf-
fante située dans une zone centrale de la paroi de
fond,

- une semelle de repassage liée thermiquement et
mécaniquement au corps chauffant, la semelle de
repassage comportant une surface de repassage et
au moins un orifice de sortie de vapeur débouchant
dans la surface de repassage, la surface de repas-
sage étant parallèle à la paroi de fond,

- un circuit de distribution de vapeur reliant fluidique-
ment la chambre de vaporisation à l’au moins un
orifice de sortie de vapeur et dans lequel est destinée
à s’écouler la vapeur produite par la chambre de
vaporisation.

[0003] Cependant un tel fer à repasser présente l’in-
convénient de comporter une chambre de vaporisation
de faible surface, qui épouse la forme en U des deux
résistances électriques chauffantes disposées parallèle-
ment, de sorte que la surface d’échange devient insuffi-
sante pour vaporiser l’eau injectée dans la chambre de
vaporisation, sans risquer la projection de gouttelettes
d’eau sur le linge à repasser, lorsque le débit d’eau injecté
devient important. De plus une telle chambre de vapori-
sation de faible volume peut rapidement être encombrée
par le tartre lorsque le débit de vapeur généré devient
important.

Résumé de l’invention

[0004] La présente invention vise à remédier à tout ou
partie de ces inconvénients.
[0005] Le problème technique à la base de l’invention
consiste notamment à fournir un fer à repasser compre-
nant une chambre de vaporisation pouvant présenter un
volume important et permettant de produire un fort débit
de vapeur, tout en évitant la projection de gouttelettes
d’eau sur le linge à repasser.

[0006] A cet effet, la présente invention concerne un
fer à repasser comprenant une semelle de repassage
comportant au moins un orifice de sortie de vapeur et un
corps chauffant comportant une chambre de vaporisa-
tion reliée par un circuit de distribution de vapeur à l’au
moins un orifice de sortie de vapeur, la chambre de va-
porisation présentant une paroi de fond comprenant une
zone d’injection d’eau sur laquelle de l’eau est destinée
à être injectée pour produire de la vapeur, le corps chauf-
fant comprenant une première résistance électrique
chauffante s’étendant dans une première zone de la pa-
roi de fond et une deuxième résistance électrique chauf-
fante s’étendant dans une deuxième zone de la paroi de
fond, la première résistance électrique chauffante pré-
sentant une portion courbe s’étendant entre deux extré-
mités de raccordement pour son alimentation électrique
et la deuxième résistance électrique chauffante présen-
tant une portion courbe s’étendant entre deux extrémités
de raccordement pour son alimentation électrique, ca-
ractérisé en ce que la première résistance électrique
chauffante et la deuxième résistance électrique chauf-
fante sont disposées tête-bêche, les portions courbes
des première et deuxième résistances électriques étant
disposées à l’opposé l’une de l’autre.
[0007] Une telle configuration des résistances électri-
ques permet de chauffer indépendamment deux zones
de vaporisation de la chambre de vaporisation qui peu-
vent être éloignées l’une de l’autre permettant d’avoir
une chambre de vaporisation présentant une grande sur-
face avec une bonne homogénéité de la température de
la paroi de fond de la chambre de vaporisation.
[0008] Par conséquent, la chambre de vaporisation
peut être alimentée avec un débit d’eau important tout
en limitant le risque de formation de flaque d’eau du fait
d’une température insuffisante dans une zone de la paroi
de fond de la chambre de vaporisation et donc le risque
de projection de gouttelettes d’eau sur le linge à repasser.
Le fer à repasser selon la présente invention présente
donc une efficacité de repassage améliorée.
[0009] Le fer à repasser peut en outre présenter une
ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises seu-
les ou en combinaison.
[0010] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, le fer à repasser comporte un dispositif de
régulation configuré pour réguler indépendamment l’ali-
mentation électrique de la première résistance électrique
chauffante de l’alimentation électrique de la deuxième
résistance électrique chauffante.
[0011] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, les extrémités de raccordement de la premiè-
re résistance électrique chauffante font saillie en dehors
du corps chauffant du côté d’une extrémité arrière du
corps chauffant et les extrémités de raccordement de la
deuxième résistance électrique chauffante font saillie en
dehors du corps chauffant du côté d’une extrémité avant
du corps chauffant.
[0012] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, le fer à repasser comporte un dispositif de
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régulation configuré pour réguler l’alimentation électri-
que de la deuxième résistance électrique chauffante au
moyen d’un thermostat monté sur un plot de régulation
situé au niveau d’une portion l’arrière de la chambre de
vaporisation et pour réguler l’alimentation électrique de
la première résistance électrique chauffante au moyen
d’un thermostat additionnel monté sur un plot de régula-
tion additionnel situé au niveau d’une portion avant de la
chambre de vaporisation.
[0013] Ces dispositions permettent de réguler au
mieux la température dans la chambre de vaporisation
et notamment de détecter la position d’une éventuelle
flaque d’eau à l’avant ou à l’arrière de la chambre de
vaporisation afin d’activer en conséquence la première
ou la deuxième résistance électrique chauffante et de
résorber cette flaque d’eau en chauffant prioritairement
avec la zone arrière ou la zone avant de la chambre de
vaporisation sans engendrer de surchauffe dans la zone
où ne se situe pas la flaque.
[0014] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la première résistance électrique chauffante
s’étend à la périphérie de la paroi de fond et la deuxième
résistance électrique chauffante s’étend sous la paroi de
fond.
[0015] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la portion courbe de la première résistance
électrique chauffante est disposée à la verticale du plot
de régulation additionnel lorsque la surface de repassage
repose sur un support plan horizontal.
[0016] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la première résistance électrique chauffante
comporte une première branche s’étendant à proximité
d’une première portion latérale de la chambre de vapo-
risation, et une deuxième branche s’étendant à proximité
d’une deuxième portion latérale de la chambre de vapo-
risation qui est opposée à la première portion latérale.
[0017] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la deuxième résistance électrique chauffante
s’étend à l’intérieur des première et deuxième branches
de la première résistance électrique chauffante.
[0018] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, les première et deuxième résistances électri-
ques chauffantes présentent une puissance cumulée su-
périeure à 2400 W.
[0019] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la première résistance électrique chauffante
et/ou la deuxième résistance électrique chauffante pré-
sentent une forme générale en U, V ou Ω.
[0020] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la portion courbe de la première résistance
électrique est située au niveau d’une partie avant de la
chambre de vaporisation.
[0021] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la portion courbe de la deuxième résistance
électrique est située au niveau d’une partie arrière de la
chambre de vaporisation.
[0022] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la première résistance électrique chauffante

s’étend dans un premier plan d’extension et la deuxième
résistance électrique chauffante s’étend dans un deuxiè-
me plan d’extension qui est sensiblement parallèle au
premier plan d’extension.
[0023] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la première résistance électrique chauffante
est située au-dessus de la deuxième résistance électri-
que chauffante lorsque la surface de repassage repose
sur un support plan horizontal. En d’autres termes, la
première résistance électrique chauffante est située à
une altitude plus haute que la deuxième résistance élec-
trique chauffante lorsque la surface de repassage repose
sur un support plan horizontal.
[0024] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, le corps chauffant comporte une fonderie dé-
limitant au moins en partie la chambre de vaporisation.
Avantageusement, les première et deuxième résistan-
ces électriques chauffantes sont intégrées dans la fon-
derie.
[0025] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, le corps chauffant comporte une plaque de
fermeture qui repose sur la fonderie, la chambre de va-
porisation étant délimitée par la fonderie et la plaque de
fermeture.
[0026] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la chambre de vaporisation est délimitée la-
téralement par une paroi périphérique comportant une
ouverture de liaison par laquelle la vapeur s’échappe de
la chambre de vaporisation pour s’acheminer dans une
cavité de récupération de tartre comprenant un récipient
de récupération de tartre.
[0027] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la paroi de fond comprend une zone intermé-
diaire s’étendant entre les première et deuxième zones,
la zone d’injection d’eau de la paroi de fond comportant
une surface configurée pour canaliser l’eau s’écoulant
sur la zone d’injection d’eau en direction de la zone in-
termédiaire lorsque le fer à repasser repose à plat sur la
semelle de repassage.
[0028] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, l’alimentation électrique de la deuxième ré-
sistance électrique chauffante est régulée au moyen d’un
thermostat monté sur un plot de régulation disposé sur
la trajectoire d’écoulement du flux d’eau injecté sur la
paroi de fond depuis la zone d’injection d’eau.
[0029] Ces dispositions permettent de détecter rapi-
dement l’apparition d’une flaque d’eau au niveau du plot
de régulation, et donc de réguler l’alimentation électrique
des première et/ou deuxième résistances électriques
chauffantes au moyen du thermostat afin de vaporiser
cette flaque d’eau, et donc d’éviter de mouiller un éven-
tuel récipient de récupération de tartre situé à l’arrière de
la chambre de vaporisation.
[0030] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, le plot de régulation dévie le flux vers deux
chemins d’écoulement latéraux disposés de part et
d’autre du plot de régulation.
[0031] Avantageusement, le plot de régulation est si-
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tué au niveau d’une portion arrière de la chambre de
vaporisation. De façon avantageuse, la portion courbe
de la deuxième résistance électrique chauffante est dis-
posée à la verticale du plot de régulation lorsque la sur-
face de repassage repose sur un support plan horizontal.
[0032] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, chacun des chemins d’écoulement latéraux
est incliné vers l’arrière de la chambre de vaporisation.
Ces dispositions favorisent un écoulement d’une flaque
d’eau formée dans la chambre de vaporisation vers l’ar-
rière de la chambre de vaporisation.
[0033] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la zone intermédiaire comprend au moins une
cavité de rétention d’un volume d’eau.
[0034] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la paroi de fond comporte une paroi de bar-
rage qui délimite une extrémité aval de la cavité de ré-
tention.
[0035] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la cavité de rétention est disposée au pied du
plot de régulation.
[0036] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la paroi de fond comporte deux cavités de
rétention, les cavités de rétention étant disposées des
deux côtés du plot de régulation.
[0037] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la cavité de rétention est disposée au-dessus
d’au moins une portion de la deuxième résistance élec-
trique chauffante lorsque le fer à repasser repose à plat
sur la semelle de repassage.
[0038] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, le plot de régulation est disposé au voisinage
de la portion courbe de la deuxième résistance électrique
chauffante.
[0039] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, le plot de régulation est disposé au voisinage
d’une des branches de la première résistance électrique
chauffante.
[0040] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la paroi de fond comporte une surface bom-
bée configurée pour canaliser l’eau s’écoulant sur la sur-
face bombée en direction de la zone intermédiaire.
[0041] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la surface bombée comporte une première
portion de paroi inclinée en direction d’un premier bord
latéral de la paroi de fond, une deuxième portion de paroi
inclinée en direction d’un deuxième bord latéral de la
paroi de fond, et une crête longitudinale reliant les pre-
mière et deuxième portions de paroi. La crête longitudi-
nale peut, par exemple, s’étendre dans le plan longitu-
dinal médian du fer à repasser, et peut, par exemple,
présenter une section transversale arrondie.
[0042] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, le corps chauffant comporte une ouverture
d’injection d’eau débouchant dans une partie avant de
la chambre de vaporisation, et par exemple à proximité
de l’extrémité avant de la paroi de fond.
[0043] Selon un mode de réalisation avantageux de

l’invention, l’ouverture d’injection d’eau est située au-
dessus de la surface bombée. Ces dispositions évitent
une accumulation d’eau dans la portion de la chambre
de vaporisation située en dessous de la zone d’injection
d’eau dans la chambre de vaporisation, et favorise donc
la vaporisation de l’eau introduite dans la chambre de
vaporisation. Ces dispositions améliorent ainsi encore
l’efficacité de repassage du fer à repasser selon la pré-
sente invention.
[0044] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la paroi de fond présente un sommet situé
sensiblement en dessous de l’ouverture d’injection
d’eau.
[0045] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la paroi de fond de la chambre de vaporisation
présente globalement une forme quadrilatérale.
[0046] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la deuxième résistance électrique chauffante
s’étend à la périphérie de la surface bombée.
[0047] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la deuxième résistance électrique chauffante
comporte une première branche s’étendant à proximité
d’un premier bord latéral de la surface bombée, et une
deuxième branche s’étendant à proximité d’un deuxième
bord latéral de la surface bombée qui est opposé au pre-
mier bord latéral.
[0048] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, l’ouverture d’injection d’eau débouche au-
dessus d’une zone située entre les branches de la
deuxième résistance électrique.
[0049] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, le circuit de distribution de vapeur comporte
une cavité de récupération de tartre, le fer à repasser
comprenant un récipient de récupération de tartre qui est
disposé dans la cavité de récupération de tartre.
[0050] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, le récipient de récupération de tartre est con-
figuré pour collecter des particules de tartre provenant
de la chambre de vaporisation.
[0051] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, le récipient de récupération de tartre est amo-
vible.
[0052] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la cavité de récupération de tartre est dispo-
sée à l’arrière de la chambre de vaporisation.
[0053] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la cavité de récupération de tartre comprend
un orifice d’évacuation fermé par un bouchon amovible
qui est accessible depuis l’extérieur du fer à repasser.
[0054] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, l’orifice d’évacuation est disposé à l’arrière
du fer à repasser.
[0055] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, le récipient de récupération de tartre est so-
lidaire du bouchon amovible.
[0056] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la cavité de récupération de tartre est reliée
à la chambre de vaporisation par l’ouverture de liaison
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débouchant dans l’extrémité arrière de la chambre de
vaporisation.
[0057] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, le récipient de récupération de tartre com-
prend un élément de filtration comportant des ouvertures
de passage configurées pour retenir des particules de
tartre entraînées par la vapeur s’écoulant dans le circuit
de distribution de vapeur.
[0058] Avantageusement, chacune des ouvertures de
passage présente une dimension comprise entre 0,05
mm et 0,5 mm.
[0059] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, le circuit de distribution de vapeur comporte
au moins un canal d’échappement débouchant dans la
cavité de récupération de tartre, l’au moins un canal
d’échappement étant relié fluidiquement à l’au moins un
orifice de sortie de vapeur. Avantageusement, l’au moins
un canal d’échappement est situé en aval de l’élément
de filtration.
[0060] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, le circuit de distribution de vapeur comporte
deux canaux d’échappement situés respectivement de
chaque côté de l’ouverture de liaison.
[0061] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, le circuit de distribution de vapeur comporte
une chambre de distribution ménagée sous le corps
chauffant, la chambre de distribution de vapeur reliant
fluidiquement l’au moins un canal d’échappement à l’au
moins un orifice de sortie de vapeur.
[0062] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, le thermostat et le thermostat additionnel sont
réalisés respectivement par un capteur de température
et un capteur de température additionnel reliés à un mi-
crocontrôleur.
[0063] La présente invention concerne en outre un ap-
pareil de repassage comprenant un fer à repasser selon
l’invention, un réservoir d’eau et un circuit d’alimentation
relié fluidiquement au réservoir d’eau et configuré pour
alimenter en eau la chambre de vaporisation.
[0064] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, le circuit d’alimentation comporte un conduit
d’acheminement d’eau reliant fluidiquement le réservoir
d’eau à la chambre de vaporisation.
[0065] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, l’appareil de repassage comporte une base
sur laquelle le fer à repasser est disposé lors des phases
inactives de repassage.
[0066] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, la base renferme le réservoir d’eau.
[0067] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, le circuit d’alimentation comporte une pompe
d’alimentation configurée pour alimenter la chambre de
vaporisation en eau provenant du réservoir d’eau. Avan-
tageusement, la pompe d’alimentation est intégrée dans
la base.

Brève description des figures.

[0068] L’invention sera bien comprise à l’aide de la
description sui suit en référence aux dessins schémati-
ques annexés représentant, à titre d’exemple non limi-
tatif, une forme d’exécution de cet appareil de repassage.

[Fig. 1] La figure 1 est une vue en perspective d’un
appareil de repassage selon l’invention.

[Fig. 2] La figure 2 est une vue partielle en perspec-
tive d’un fer à repasser de l’appareil de repassage
de la figure 1.

[Fig. 3] La figure 3 est une vue partielle en perspec-
tive du fer à repasser de la figure 2.

[Fig. 4] La figure 4 est une vue partielle de dessus
du fer à repasser de la figure 2.

[Fig. 5] La figure 5 est une vue en coupe selon la
ligne V-V de la figure 4.

[Fig. 6] La figure 6 est une vue en coupe selon la
ligne VI-VI de la figure 4.

[Fig. 7] La figure 7 est une vue en coupe selon la
ligne VII-VII de la figure 4.

[Fig. 8] La figure 8 est une vue en coupe selon la
ligne VIII-VIII de la figure 4.

[Fig. 9] La figure 9 est une vue en coupe selon la
ligne IX-IX de la figure 4.

[Fig. 10] La figure 10 est une vue de dessus des
première et deuxième résistances chauffantes élec-
triques représentées isolément.

Description détaillée

[0069] Les figures 1 à 9 représentent un appareil de
repassage 2 qui comporte un fer à repasser 3 et une
base 4 sur laquelle le fer à repasser 3 peut être disposé
lors des phases inactives de repassage.
[0070] L’appareil de repassage 2 comporte en outre
un réservoir d’eau 5 intégré dans la base 4 et pouvant
par exemple être amovible, et un circuit d’alimentation
relié fluidiquement au réservoir d’eau 5. Le circuit d’ali-
mentation comporte notamment un conduit d’achemine-
ment d’eau 6 reliant fluidiquement le réservoir d’eau 5
au fer à repasser 3, et une pompe d’alimentation (non
visible sur les figures) intégrée dans la base 4 et confi-
gurée pour alimenter le fer à repasser 3 en eau provenant
du réservoir d’eau 5.
[0071] Le fer à repasser 3 comporte un boîtier 7 com-
portant une partie de préhension 8 à son extrémité su-
périeure, et une semelle de repassage 9 munie d’une
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surface de repassage 11 sensiblement plane et d’une
pluralité d’orifices de sortie de vapeur 12 débouchant
dans la surface de repassage 11.
[0072] Comme montré plus particulièrement sur la fi-
gure 2, le fer à repasser 3 comporte également un corps
chauffant 13 intégré dans la partie basse du boitier 7, et
lié thermiquement et mécaniquement à la semelle de re-
passage 9. Le corps chauffant 13 comporte une fonderie
14, par exemple en aluminium, et une plaque de ferme-
ture 15 qui repose sur la fonderie 14.
[0073] Le corps chauffant 13 comporte également une
chambre de vaporisation 16, de type à vaporisation ins-
tantanée, délimitée par la fonderie 14 et la plaque de
fermeture 15. La fonderie 14 comporte plus particulière-
ment une paroi périphérique 17 délimitant latéralement
la chambre de vaporisation 16. Avantageusement, la
chambre de vaporisation 16 est au moins en partie, et
par exemple sensiblement entièrement, revêtue intérieu-
rement par un revêtement anti-caléfaction.
[0074] Le corps chauffant 13 comporte en outre un pre-
mière résistance électrique chauffante 18 et une deuxiè-
me résistance électrique chauffante 19 qui sont intégrées
dans la fonderie 14. De manière préférentielle la premiè-
re résistance électrique chauffante 18 et la deuxième ré-
sistance électrique chauffante 19 présentent une forme
générale en U, V ou Ω.
[0075] Les première et deuxième résistances électri-
ques chauffantes 18, 19 sont plus particulièrement visi-
bles sur la figure 10 où elles sont représentées isolément.
La première résistance électrique chauffante 18 compor-
te une première branche 18.1, s’étendant à proximité
d’une première portion latérale de la chambre de vapo-
risation 16, et une deuxième branche 18.2, s’étendant à
proximité d’une deuxième portion latérale de la chambre
de vaporisation 16, les première et deuxième branches
18.1, 18.2 étant reliées entre elles par une portion de
liaison courbe 18.3.
[0076] La deuxième résistance électrique chauffante
19 s’étend à l’intérieur des première et deuxième bran-
ches 18.1, 18.2 de la première résistance électrique
chauffante 18. La deuxième résistance électrique chauf-
fante 19 présente également une première branche 19.1
s’étendant à proximité d’une première portion latérale de
la chambre de vaporisation 16, et une deuxième branche
19.2, s’étendant à proximité d’une deuxième portion la-
térale de la chambre de vaporisation 16, les première et
deuxième branches 19.1, 19.2 étant reliées entre elles
par une portion de liaison courbe 19.3.
[0077] Plus particulièrement selon l’invention, la pre-
mière résistance électrique chauffante 18 et la deuxième
résistance électrique chauffante 19 sont disposées tête-
bêche.
[0078] Afin de permettre leur alimentation électrique,
la première résistance électrique chauffante 18 comporte
deux extrémités de raccordement 18A, 18B faisant saillie
en dehors de la fonderie 14 du côté de l’extrémité arrière
du corps chauffant 13, et la deuxième résistance électri-
que chauffante 19 comporte deux extrémités de raccor-

dement 19A, 19B faisant saillie en dehors de la fonderie
du côté de l’extrémité avant du corps chauffant 13.
[0079] De manière préférentielle, les première et
deuxième résistances électriques chauffantes 18, 19
présentent une puissance cumulée supérieure à 2400W.
A titre d’exemple, la première résistance électrique
chauffante 18 pourra présenter une puissance électrique
de l’ordre de 2000W et la deuxième résistance électrique
chauffante 19 pourra présenter une puissance électrique
de l’ordre de 1000W, une telle répartition de puissance
permettant d’équilibrer la densité de puissance au vu de
la longueur respective des deux résistances électriques
chauffantes pour atteindre un total de 3000W.
[0080] De façon avantageuse, la première résistance
électrique chauffante 18 s’étend dans un premier plan
d’extension et la deuxième résistance électrique chauf-
fante 19 s’étend dans un deuxième plan d’extension qui
est sensiblement parallèle au premier plan d’extension
et préférentiellement sensiblement parallèle au plan de
la surface de repassage 11.
[0081] Selon le mode de réalisation représenté sur les
figures, la première résistance électrique chauffante 18
est située à une altitude plus élevée que la deuxième
résistance électrique chauffante 19 lorsque la surface de
repassage 11 repose sur un support plan horizontal.
[0082] La chambre de vaporisation 16 comporte une
paroi de fond 21, sur laquelle de l’eau est destinée à
s’écouler pour produire de la vapeur, qui présente avan-
tageusement une multitude de plots pyramidaux qui font
saillie sur la paroi de fond 21 afin d’augmenter la surface
d’échange thermique. La paroi de fond 21 présente glo-
balement la forme d’un quadrilatère et comporte avan-
tageusement une surface bombée 22 située dans une
zone longitudinale centrale de la paroi de fond 21. La
surface bombée 22 est plus particulièrement bombée
dans une direction transversale D1 qui s’étend transver-
salement à la direction longitudinale D2 du fer à repasser
3.
[0083] Selon le mode de réalisation représenté sur les
figures, la surface bombée 22 est disposée symétrique-
ment par rapport à un plan longitudinal médian du fer à
repasser 3, et comporte une première portion de paroi
22.1 inclinée en direction d’un premier bord latéral de la
paroi de fond 21, une deuxième portion de paroi 22.2
inclinée en direction d’un deuxième bord latéral de la
paroi de fond 21, et une crête longitudinale 22.3 reliant
les première et deuxième portions de paroi 22.1, 22.2.
La crête longitudinale 22.3 peut par exemple s’étendre
dans le plan longitudinal médian du fer à repasser 3, et
peut par exemple présenter une section transversale ar-
rondie.
[0084] Avantageusement, la première résistance élec-
trique chauffante 18 s’étend dans une première zone de
la paroi de fond 21 située à la périphérie de la paroi de
fond 21, tandis que la deuxième résistance électrique
chauffante 19 s’étend dans une deuxième zone de la
paroi de fond 21 située à la périphérie de la surface bom-
bée 22. En d’autres termes, la première résistance élec-
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trique chauffante 18 s’étend à la périphérie de la paroi
de fond 21, et la deuxième résistance électrique chauf-
fante 19 s’étend à la périphérie de la surface bombée 22.
[0085] La paroi de fond 21 comprend de plus une zone
intermédiaire 23 s’étendant entre les première et deuxiè-
me zones de la paroi de fond 21, et donc entre la surface
bombée 22 et la périphérie de la paroi de fond 21. La
zone intermédiaire 23 comprend plus particulièrement
deux chemins d’écoulement latéraux 23.1, 23.2 s’éten-
dant entre les première et deuxième résistances électri-
ques chauffantes, chacun des chemins d’écoulement la-
téraux étant incliné vers l’arrière de la chambre de vapo-
risation 16 et la surface bombée 22 étant configurée pour
canaliser l’eau s’écoulant sur la surface bombée 22 en
direction des deux chemins d’écoulement latéraux 23.1,
23.2.
[0086] Le corps chauffant 13 comporte en outre un plot
de régulation 24 situé entre les deux chemins d’écoule-
ment latéraux 23.1, 23.2, au niveau de l’extrémité arrière
de la chambre de vaporisation 16, chacun des chemins
d’écoulement latéraux 23.1, 23.2 étant incliné vers l’ar-
rière de la chambre de vaporisation 16 c’est-à-dire vers
le plot de régulation 24. Les deux chemins d’écoulement
latéraux 23.1, 23.2 sont avantageusement situés en con-
trebas du contour de la surface bombée 22 au niveau de
la partie arrière de la chambre de vaporisation 16, de
sorte qu’il résulte une marche entre le fond des deux
chemins d’écoulement latéraux 23.1, 23.2 et le contour
de la surface bombée 22. L’extrémité arrière de la cham-
bre de vaporisation 16 comporte deux parois de barrage
20 qui font transversalement saillie sur la paroi de fond
21 de la chambre de vaporisation 16, entre le plot de
régulation 24 et la paroi périphérique 17, les deux parois
de barrage 20 retenant l’eau s’écoulant le long des che-
mins d’écoulement latéraux 23.1, 23.2 formant ainsi une
cavité de rétention 27 en amont de la paroi de barrage 20.
[0087] Comme montré plus particulièrement sur les fi-
gures 2 et 3, le plot de régulation 24 est formé par la
fonderie 14 et est situé au niveau d’une portion arrière
de la surface bombée 22, l’extrémité supérieure du plot
de régulation s’étendant à travers la plaque de fermeture
15. Selon le mode de réalisation représenté sur les figu-
res, le fer à repasser 3 comporte un thermostat (non re-
présenté) monté sur le plot de régulation 24, et la paroi
de fond 21 est configurée pour canaliser l’eau s’écoulant
sur la paroi de fond 21 en direction du plot de régulation
24 et de la zone intermédiaire 23.
[0088] Le corps chauffant 13 comporte également un
plot de régulation additionnel 26 situé au niveau d’une
partie avant de la chambre de vaporisation 16. Avanta-
geusement, le plot de régulation additionnel 26 est situé
verticalement au-dessus de l’extrémité recourbée de la
première résistance électrique chauffante 18 et le plot
de régulation 24 est situé au-dessus de l’extrémité re-
courbée de la deuxième résistance électrique chauffante
19. Comme montré plus particulièrement sur les figures
2 et 3, le plot de régulation additionnel 26 est formé par
la fonderie 14 et s’étend à travers la plaque de fermeture

15. Selon le mode de réalisation représenté sur les figu-
res, le fer à repasser 3 comporte un thermostat addition-
nel (non représenté) monté sur le plot de régulation ad-
ditionnel 26.
[0089] Le fer à repasser 3 comporte avantageusement
un dispositif de régulation de type microcontroleur (non
représenté sur les figures) configuré pour réguler l’ali-
mentation électrique de la première résistance électrique
chauffante 18 au moyen du thermostat additionnel monté
sur le plot de régulation additionnel 26 situé à l’avant de
la chambre de vaporisation 16 et pour réguler l’alimen-
tation électrique de la deuxième résistance électrique
chauffante 19 au moyen du thermostat monté sur le plot
de régulation 24 situé à l’arrière de la chambre de vapo-
risation 16.
[0090] Le corps chauffant 13 comporte en outre une
ouverture d’injection d’eau 28 reliée fluidiquement à la
pompe d’alimentation et débouchant dans une partie
avant de la chambre de vaporisation 16, et par exemple
à proximité de l’extrémité avant de la paroi de fond 21.
La pompe d’alimentation est ainsi configurée pour ali-
menter la chambre de vaporisation 16 en eau provenant
du réservoir d’eau 5 avec une pression supérieure à 500
Pa, l’ensemble étant adapté pour permettre la production
d’un débit de vapeur supérieur à 60 gr/min selon le cycle
normalisé de 5 sec de vaporisation suivi de 15 sec d’arrêt
[0091] De façon avantageuse, l’ouverture d’injection
d’eau 28 est ménagée sur la plaque de fermeture 15, et
débouche dans la chambre de vaporisation 16 au-dessus
d’une zone d’injection d’eau située à proximité de l’ex-
trémité avant de la paroi de fond 21, et entre les branches
de la deuxième résistance électrique chauffante 19. De
façon avantageuse, la paroi de fond 21 présente un som-
met situé sensiblement en dessous de l’ouverture d’in-
jection d’eau 28.
[0092] Le fer à repasser 3 comprend en outre un circuit
de distribution de vapeur 29 défini par la fonderie 14 et
la plaque de fermeture 15, et reliant fluidiquement la
chambre de vaporisation 16 aux orifices de sortie de va-
peur 12, et ce de telle sorte que la vapeur générée dans
la chambre de vaporisation 16 puisse s’écouler jusqu’aux
orifices de sortie de vapeur 12.
[0093] Le circuit de distribution de vapeur 29 comporte
notamment une cavité de récupération de tartre 31 com-
prenant un orifice d’évacuation 32 fermé par un bouchon
amovible 33 qui est accessible depuis l’extérieur du fer
à repasser 3. De façon avantageuse, l’orifice d’évacua-
tion 32 débouche dans une surface arrière du boîtier 7
du fer à repasser 3.
[0094] La cavité de récupération de tartre 31 est dis-
posée à l’arrière de la chambre de vaporisation 16, et est
reliée à la chambre de vaporisation 16 par une ouverture
de liaison 34 débouchant dans l’extrémité arrière de la
chambre de vaporisation 16. La cavité de récupération
de tartre 31 est avantageusement située dans une partie
du boîtier 7 se trouvant en porte-à-faux derrière la se-
melle de repassage 9 lorsque le fer à repasser 3 repose
sur la semelle de repassage 9.
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[0095] Le fer à repasser 3 comprend en outre un réci-
pient de récupération de tartre 35 qui est monté, par
exemple de manière amovible, dans la cavité de récu-
pération de tartre 31. Le récipient de récupération de
tartre 35 est configuré pour collecter des particules de
tartre provenant de la chambre de vaporisation 16. Ces
particules de tartre peuvent tomber par gravité depuis la
chambre de vaporisation 16 lorsque la semelle de repas-
sage 9 est inclinée par rapport à l’horizontale, et par
exemple lorsque le fer à repasser 3 repose sur la base
4, et peuvent également être entraînées par la vapeur
provenant de la chambre de vaporisation 16. De façon
avantageuse, le récipient de récupération de tartre 35
est solidaire du bouchon amovible 33.
[0096] Le récipient de récupération de tartre 35 peut
éventuellement comprendre un élément de filtration
comportant des ouvertures de passage configurées pour
retenir des particules de tartre entraînées par la vapeur
s’écoulant dans le circuit de distribution de vapeur. Avan-
tageusement, chacune des ouvertures de passage pré-
sente une dimension comprise entre 0,05 mm et 0,5 mm.
[0097] De manière préférentielle, le circuit de distribu-
tion de vapeur 29 comporte deux canaux d’échappement
25, visibles sur la figure 8, disposés symétriquement de
part et d’autre de l’ouverture de liaison 34, ces deux ca-
naux d’échappement 25 reliant la cavité de récupération
de tartre 31 avec une chambre de distribution de vapeur
ménagée sous le corps chauffant 13 afin d’alimenter les
orifices de sortie de vapeur 11 de la semelle de repas-
sage 9.
[0098] Lorsque de l’eau est injectée dans la chambre
de vaporisation 16 du fer à repasser 3 via l’ouverture
d’injection d’eau 28, une partie de l’eau injectée est va-
porisée au contact de la surface bombée 22 qui est située
en dessous de l’ouverture d’injection d’eau 28, tandis
que l’eau non vaporisée est guidée par la surface bom-
bée 22 en direction du plot de régulation 24 et des deux
chemins d’écoulement latéraux 23.1, 23.2, le plot de ré-
gulation 24 formant un obstacle empêchant l’eau de
s’écouler directement en direction de l’ouverture de
liaison 34 ménagée à l’arrière de la chambre de vapori-
sation 16. L’eau non vaporisée se propage ensuite, sous
la forme d’une flaque d’eau, le long des deux chemins
d’écoulement latéraux 23.1, 23.2 et vers l’arrière de la
chambre de vaporisation 16, sous l’effet conjugué no-
tamment de la gravité (les chemins d’écoulement laté-
raux sont inclinés vers l’arrière) et des forces de trainée
liées au flux de vapeur qui s’échappe vers l’ouverture de
liaison 34.
[0099] Lorsque la flaque d’eau atteint les parois de bar-
rage 20 (via l’un ou l’autre des deux chemins d’écoule-
ment latéraux 23.1, 23.2), elle est bloquée dans la cavité
de rétention 27 formée en amont de la paroi de barrage
20, au pied du plot de régulation 24, de sorte que la tem-
pérature du plot de régulation 24 diminue, ce qui permet
au thermostat d’informer le dispositif de régulation de
façon à enclencher l’alimentation électrique de la deuxiè-
me résistance électrique chauffante 19. La puissance

thermique absorbée par la flaque d’eau, qui se trouve
alors à proximité directe des première et deuxième ré-
sistances électriques chauffantes 18, 19, permet de ré-
sorber la taille de la flaque d’eau, la présence de la paroi
de barrage 20 permettant d’empêcher l’eau d’être entrai-
née jusqu’à l’ouverture de liaison 34 et donc jusqu’au
récipient de récupération de tartre 35.
[0100] En outre, les particules de tartre formées dans
la chambre de vaporisation 16 sont entraînées, à la fois
par le déplacement de la flaque d’eau vers l’arrière de la
chambre de vaporisation 16 et par le flux de vapeur sous
l’effet des forces de trainée, en direction de l’ouverture
de liaison 34 et du récipient de récupération de tartre 35.
Les particules de tartre sont ainsi collectées par le réci-
pient de récupération de tartre 35.
[0101] Bien entendu, la présente invention n’est nulle-
ment limitée au mode de réalisation décrit et illustré qui
n’a été donné qu’à titre d’exemple. Des modifications res-
tent possibles, notamment du point de vue de la consti-
tution des divers éléments ou par substitution d’équiva-
lents techniques, sans sortir pour autant du domaine de
protection de l’invention.
[0102] Ainsi, dans une variante de réalisation non re-
présentée, l’eau pourra être injectée dans la chambre de
vaporisation par un boisseau goutte-à-goutte alimenté
par gravité en eau en provenance d’un réservoir plutôt
que par une pompe.

Revendications

1. Fer à repasser (3) comprenant une semelle de re-
passage comportant au moins un orifice de sortie de
vapeur (12) et un corps chauffant (13) comportant
une chambre de vaporisation (16) reliée par un cir-
cuit de distribution de vapeur à l’au moins un orifice
de sortie de vapeur (12), la chambre de vaporisation
(16) présentant une paroi de fond (21) comprenant
une zone d’injection d’eau sur laquelle de l’eau est
destinée à être injectée pour produire de la vapeur,
le corps chauffant (13) comprenant une première ré-
sistance électrique chauffante (18) s’étendant dans
une première zone de la paroi de fond (21) et une
deuxième résistance électrique chauffante (19)
s’étendant dans une deuxième zone de la paroi de
fond (21), la première résistance électrique chauf-
fante (18) présentant une portion courbe (18.3)
s’étendant entre deux extrémités de raccordement
(18A, 18B) pour son alimentation électrique et la
deuxième résistance électrique chauffante (19) pré-
sentant une portion courbe (19.3) s’étendant entre
deux extrémités de raccordement (19A, 19B) pour
son alimentation électrique, caractérisé en ce que
la première résistance électrique chauffante (18) et
la deuxième résistance électrique chauffante (19)
sont disposées tête-bêche, les portions courbes
(18.3, 19.3) des première et deuxième résistances
électriques (18, 19) étant disposées à l’opposé l’une
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de l’autre.

2. Fer à repasser (3) selon la revendication 1, dans
lequel le fer à repasser (3) comporte un dispositif de
régulation configuré pour réguler indépendamment
l’alimentation électrique de la première résistance
électrique chauffante (18) de l’alimentation électri-
que de la deuxième résistance électrique chauffante
(19).

3. Fer à repasser (3) selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 2, caractérisé en ce que les ex-
trémités de raccordement (18A, 18B) de la première
résistance électrique chauffante (18) font saillie en
dehors du corps chauffant (13) du côté d’une extré-
mité arrière du corps chauffant (13) et en ce que les
extrémités de raccordement (19A, 19B) de la deuxiè-
me résistance électrique chauffante (19) font saillie
en dehors du corps chauffant (13) du côté d’une ex-
trémité avant du corps chauffant (13).

4. Fer à repasser (3) selon la revendication précédente,
dans lequel le fer à repasser comporte un dispositif
de régulation configuré pour réguler l’alimentation
électrique de la deuxième résistance électrique
chauffante (19) au moyen d’un thermostat monté sur
un plot de régulation (24) situé au niveau d’une por-
tion l’arrière de la chambre de vaporisation (16) et
pour réguler l’alimentation électrique de la première
résistance électrique chauffante (18) au moyen d’un
thermostat additionnel monté sur un plot de régula-
tion additionnel (26) situé au niveau d’une portion
avant de la chambre de vaporisation (16).

5. Fer à repasser (3) selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 4, dans lequel la première résistan-
ce électrique chauffante (18) s’étend à la périphérie
de la paroi de fond (21) et la deuxième résistance
électrique chauffante (19) s’étend sous la paroi de
fond (21).

6. Fer à repasser (3) selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 5, dans lequel la première résistan-
ce électrique chauffante (18) comporte une première
branche (18.1) s’étendant à proximité d’une premiè-
re portion latérale de la chambre de vaporisation
(16), et une deuxième branche (18.2) s’étendant à
proximité d’une deuxième portion latérale de la
chambre de vaporisation (16) qui est opposée à la
première portion latérale.

7. Fer à repasser (3) selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 6, dans lequel la deuxième résis-
tance électrique chauffante (19) s’étend à l’intérieur
des première et deuxième branches (18.1, 18.2) de
la première résistance électrique chauffante (18).

8. Fer à repasser (3) selon l’une quelconque des re-

vendications 1 à 7, dans lequel la première résistan-
ce électrique chauffante (18) et la deuxième résis-
tance électrique chauffante (19) présentent une
puissance cumulée supérieure à 2400W.

9. Fer à repasser (3) selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 8, dans lequel la chambre de va-
porisation (16) est délimitée latéralement par une
paroi périphérique (17) comportant une ouverture de
liaison (34) par laquelle la vapeur s’échappe de la
chambre de vaporisation (16) pour s’acheminer
dans une cavité de récupération de tartre (31) com-
prenant un récipient de récupération de tartre (35).

10. Fer à repasser (3) selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 9, dans lequel la paroi de fond (21)
comprend une zone intermédiaire (23) s’étendant
entre les première et deuxième zones et dans lequel
la zone d’injection d’eau de la paroi de fond (21) com-
porte une surface (22) configurée pour canaliser
l’eau s’écoulant sur la zone d’injection d’eau en di-
rection de la zone intermédiaire (23) lorsque le fer à
repasser repose à plat sur la semelle de repassage
(9).

11. Fer à repasser (3) selon la revendication précédente
dans lequel l’alimentation électrique de la deuxième
résistance électrique chauffante (19) est régulée au
moyen d’un thermostat monté sur un plot de régu-
lation (24) disposé sur la trajectoire d’écoulement du
flux d’eau injecté sur la paroi de fond (21) depuis la
zone d’injection d’eau.

12. Fer à repasser (3) selon l’une quelconque des re-
vendications 10 à 11, dans lequel la zone intermé-
diaire (23) comprend au moins une cavité de réten-
tion (27) d’un volume d’eau.

13. Fer à repasser (3) selon la revendication précédente,
dans lequel la cavité de rétention (27) est disposée
au pied du plot de régulation (24).

14. Fer à repasser (3) selon l’une quelconque des re-
vendications 12 à 13, dans lequel le plot de régula-
tion (24) est disposé au voisinage de la portion cour-
be (19.3) de la deuxième résistance électrique
chauffante (19).

15. Appareil de repassage (2) comprenant un fer à re-
passer (3) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, un réservoir d’eau (5) et un circuit
d’alimentation relié fluidiquement au réservoir d’eau
(5) et configuré pour alimenter en eau la chambre
de vaporisation (16).
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